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2026年

11月13日（金） ※聴講歓迎（事前登録不要）

「単結晶グラフェンの⼤⾯積・⾼均⼀CVD成⻑に向けた
技術開発」

13:00〜13:40 招待講演（公開）

⼩野 雅司 博⼠ （AGC株式会社）
材料融合研究所機能部材部 コーティングチームマネージャー

13:40〜14:20 招待講演（公開）

13：00～

「MOCVD法を⽤いたウエハスケールTMD単層膜の
⾼品質成膜技術」
佐久間 芳樹 博⼠（NIMS）
（電⼦・光機能材料研究センター 特任研究員）

「ナノカーボン光・電⼦デバイス開発
ー基礎研究と社会実装ー」

14:40〜15:20 招待講演（公開）

牧 英之 教授（慶応⼤学・グラフェナリー）
慶応⼤学理⼯学部物理情報⼯学科教授、グラフェナリー代表取締役

【連絡先】

15:40〜 フリーディスカッション（⾮公開）
2D/2.5D材料の研究開発に関するディスカッション

九州⼤学⼤学院 総合理⼯学研究院
半導体デバイスエコシステム研究教育センター
吾郷（ago.hiroki.974@m.kyushu-u.ac.jp)

話題提供：⽥上翔太⽒（⼆次元材料研究所）


